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Abstract (en)
The gas excitation system is of the surfaguide(RTM) type and includes a hollow electrically conducting material structure (24) forming a wave guide.
This structure is designed to be connected to a microwave generator and is fitted with a passage (38) designed to be traversed by a hollow dielectric
tube (40) in which a gas to be excited circulates. The structure has also a wave concentration zone (30) designed to concentrate the microwave
radiation produced by the generator towards the tube (40) during operation of the device. The system has in addition a sleeve (42,44) made from a
reinforced electromagnetic material which is fixed to the structure (24) and which extends into the extension of the passage (38) so as to surround
the hollow tube (40).

Abstract (fr)
Ce dispositif d'excitation d'un gaz, du type surfaguide, comprend une structure creuse (24) formant guide d'ondes, destinée à être raccordée à un
générateur de micro-ondes et munie d'un passage (38) traversé par un tube creux (40) diélectrique dans lequel circule le gaz à exciter, et d'une
zone (30) de concentration des ondes produites par le générateur vers le tube diélectrique. Il comporte en outre au moins un manchon (42,44) en
matériau conducteur de blindage électromagnétique solidaire de ladite structure (24) et s'étendant dans le prolongement dudit passage (38) de
manière à entourer ledit tube creux. <IMAGE>
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